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聚鼎科技股份...

晟铭电⼦科技...

介观量⼦科技...

迪比喜化学贸...

东莞市文裕美...

晋江凯基⾼分...

⻓春盖尔瑞孚...

出光兴产株式...

⽇本寫真印刷...

達⽅電⼦股份...

優克材料科技...

國立臺北科技...
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奈米系統股份...

⼴州市嘉润实...

台湾创达富科...

3M中国有限...

艺术达科技材...

新疆鑫三环家...

胡艳艳

⼤⽇精化⼯業...

Patentee Patent application
Average 1.77 Proportion of patent applications

Total 140 100%

奕益實業有限公司 9 6.43%

奕益实业有限公司 8 5.71%

許立雍 5 3.57%

⾼鼎精密材料股份有限公司 5 3.57%

重庆晋豪美耐⽫制品有限公司 4 2.86%



Konica Minolta Medical & Graphic Inc 4 2.86%

立得光電科技股份有限公司 4 2.86%
Fuji Xerox Co Ltd 4 2.86%

立得光电科技股份有限公司 3 2.14%

瑋鋒科技股份有限公司 3 2.14%

玮锋科技股份有限公司 2 1.43%
Nippon Paint Co Ltd 2 1.43%
Sharp Kabushiki Kaisha 2 1.43%
Kyowa Chemical Industry Co Ltd 2 1.43%

⽇商松下知識產權經營股份有限公司 2 1.43%

美商艾索特克控股有限公司 2 1.43%

陳建宏 2 1.43%

佳能株式会社 2 1.43%

晟銘電⼦科技股份有限公司 2 1.43%

⽇勝化⼯股份有限公司 2 1.43%

台灣真空鍍膜股份有限公司 2 1.43%

美商·艾索特克控股有限公司 2 1.43%



火星有限公司 2 1.43%
Kansai Paint Co Ltd 2 1.43%
Nagoya Oilchemical Co Ltd 2 1.43%

台湾真空镀膜股份有限公司 2 1.43%

株式会社理光 2 1.43%

优利科技股份有限公司 2 1.43%

⾼鼎精细化⼯（昆⼭）有限公司 2 1.43%

黄建⽣ 2 1.43%
Interface Biologics Inc 2 1.43%

东莞万善美耐⽫制品有限公司 2 1.43%
Idemitsu Kosan Company Limited 1 0.71%
Ami-Agrolinz Melamine International Gmbh 1 0.71%

台灣⼭村光學股份有限公司 1 0.71%

Ｊｘ⾦屬股份有限公司 1 0.71%
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd 1 0.71%

⽇商⽇本寫真印刷股份有限公司 1 0.71%

益詮有限公司 1 0.71%
Clariant Finance Bvi Limited 1 0.71%

余新維 1 0.71%

藝術達科技材料股份有限公司 1 0.71%

信富紡織科技股份有限公司 1 0.71%
Kobe Steel Ltd 1 0.71%
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Kobe Steel Ltd 1 0.71%
Basf Aktiengesellschaft 1 0.71%
Robert Kasowski 1 0.71%
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha 1 0.71%
Robert Valentine Kasowski 1 0.71%

台灣創達富科技股份有限公司 1 0.71%
Clariant Finance Bvi Ltd 1 0.71%

寶理塑料股份有限公司 1 0.71%

江⻔市迪司利光电股份有限公司 1 0.71%

江⻄省新天汇实业有限公司 1 0.71%

陈建宏 1 0.71%

安徽宝博合成⾰有限公司 1 0.71%



Kcc公司 1 0.71%

盈傑⽊业有限公司 1 0.71%

聚鼎科技股份有限公司 1 0.71%

晟铭电⼦科技股份有限公司 1 0.71%

介观量⼦科技股份有限公司 1 0.71%

迪比喜化学贸易 上海 有限公司 1 0.71%

东莞市文裕美耐⽫制品有限公司 1 0.71%

晋江凯基⾼分⼦材料有限公司 1 0.71%

⻓春盖尔瑞孚艾斯曼汽⻋零部件有限公司 1 0.71%

出光兴产株式会社 1 0.71%

⽇本寫真印刷股份有限公司 1 0.71%

達⽅電⼦股份有限公司 1 0.71%

優克材料科技股份有限公司 新⽵市東區埔頂路18 號 3 樓之10 1 0.71%

國立臺北科技⼤學 1 0.71%

國立聯合⼤學 1 0.71%

奈米系統股份有限公司 1 0.71%

⼴州市嘉润实业有限公司 1 0.71%

台湾创达富科技股份有限公司 1 0.71%

3M中国有限公司 1 0.71%

艺术达科技材料股份有限公司 1 0.71%

新疆鑫三环家居装饰材料制造有限公司 1 0.71%

胡艳艳 1 0.71%

⼤⽇精化⼯業股份有限公司 1 0.71%



Patent Amount    Patent Amount by Patentee Country
Patent Database：ALL
Data：Issue Date/Publication Date
Select years from：2000~2024
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Country Patent applications
Average 14.00

Patentee
Average 16.60

Patent Applications/Patentee
Average: 1.10

TW 51 60 1.18
JP 30 34 1.13
N/A 26 37 1.42
CN 19 19 1.00
US 7 9 1.29
CA 2 2 1.00
VG 2 2 1.00
DE 1 1 1.00
AT 1 1 1.00
KR 1 1 1.00



Patent Amount    Patent Amount by Country
Patent Database：ALL
Data：Issue Date/Publication Date
Select years from：2000~2024
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Country Patent applications
Average 35.00

Patentee
Average 30.75

Patent Applications/Patentee
Average: 0.82

CN 56 34 0.61
TW 53 62 1.17
US 26 24 0.92
EP 5 3 0.60



Years    Patent Amount by Year
Patent Database：ALL
Data：Issue Date/Publication Date
Select years from：2000~2024
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Year Patent applications Proportion of patent applications
Total 140 100.00 %
2024 1 1.00 %
2023 3 2.00 %
2022 4 3.00 %
2021 10 7.00 %
2020 10 7.00 %
2019 8 6.00 %
2018 9 6.00 %
2017 17 12.00 %
2016 4 3.00 %



Years    Country’s Patent Amount by Year
Patent Database：ALL
Data：Issue Date/Publication Date
Select years from：2000~2024

Year

Patent applications

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TW JP N/A CN US
CA VG DE AT KR

Year TW JP N/A CN US CA VG DE AT KR Total
Total 51 30 26 19 7 2 2 1 1 1 140
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2021 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 10
2020 3 1 0 4 1 0 0 0 0 1 10
2019 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8
2018 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9
2017 13 0 1 3 0 0 0 0 0 0 17
2016 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
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